
 

 

 

-رسوبچیتوسانی حاصل از فرآیند  هایپوشش بر محلول pHبررسی اثر 

 های الکلی مختلف نشانی الکتروفورتیک از محلول

 3رادمرتضی فرخی، 2تقی شهرابی فراهانی،  1امین فاتح

 

  چکیده

الکل )اتانول، متانول و ایزوپروپانول( با -های حاوی آب( چیتوسان از محلولEPD) الکتروفورتیکرسوب نشانی

محیط تاثیر مستقیم  pHاز آنجایی که میزان .مقادیر مختلف استیک اسید  بر روی زیرلایه تیتانیوم صورت گرفت

یک اسید در هر محیط الکلی برای بر روی فرآیند پروتونه/دی پروتونه شدن چیتوسان دارد،از مقادیر مختلف است

های حاصل مورد ارزیابی قرار و پوشش EPD،تا تاثیر آن بر روی فرآیند  پروتونه کردن چیتوسان استفاده شد

،نرخ رسوب  EPDو رسانایی محلول،دانسیته جریان در حین فرآیند  pHبگیرد.همچنین تاثیر استیک اسید در 

 .ردگی مورد مطالعه قرار گرفت.مشاهده شددهی و مورفولوژی پوشش ، مقاومت به خو

 

 pH،  پروپانول ،استیک اسید-2نشانی الکتروفورتیک،چیتوسان،اتانول،متانول، رسوب کلمات کلیدی:
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